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摘要(译)

本公开提供了一种显示装置和用于控制光栅的方法。显示装置至少包括像素阵列和光栅。像素阵列包括多列像素。每个像素包括至
少一个子像素。子像素的奇数列的上边缘被对齐，并且偶数列的子像素的上边缘被对齐，并且每个奇数列的子像素和每个偶数列的
子像素被对齐 - 像素纵向交错。光栅包括液晶层和第一基板。第一基板的电极被布置为对应于像素阵列的子像素的奇数列的一部分
或偶数列的位于其中的区域。光栅的相应区域被打开或关闭，以便形成光屏蔽区域和光透射区域。
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